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บทนาํ 
 
 
1.1 ความสาํคญัและทีม่าของปญหา 

 
การปรับปรุงวัสดุเพ่ือใหมีสมบัติเหมาะสมตามท่ีตองการนั้นสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีกําลังไดรับความสนใจท้ัง

ในดานการวิจัยและประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรมคือ  การเคลือบผิววัสดุดวยฟลมบางนาโน เทคนิคนี้จะทําใหเกิดชั้นเคลือบท่ี
มีลักษณะเปนฟลมบางปดผิวหนาของวัสดุ  โดยชั้นเคลือบหรือฟลมบางท่ีเกิดขึ้นนี้จะทําใหพ้ืนผิวหรือผิวหนาของวัสดุมีความ
แข็ง ทนการขัดสี หรือทนการกัดกรอนของสารเคมีมากข้ึน ปจจุบันการปรับปรุงผิววัสดุดวยการเคลือบฟลมบางเปน
กระบวนการท่ีมีความสําคัญในหลายวงการ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเคลือบดวยวิธีอิเล็กโตรเพลตติง 
(electroplating) การเคลือบวิธีนี้นิยมใชในอุตสาหกรรมเพราะคาดําเนินการไมสูงมากนัก อีกท้ังยังสามารถเคลือบชิ้นงาน
จํานวนมากในแตละคร้ัง แตการเคลือบวิธีนี้มีขอจํากัดสําคัญคือ จําเปนตองใชสารละลายเคมีจํานวนมากในกระบวนการ
เคลือบ ซึ่งหลังการเคลือบมักมีสารละลายเคมีเหลือจํานวนมากท่ียากตอการกําจัดอีกท้ังยังกอใหเกิดปญหามลพิษตอ
สิ่งแวดลอมดวย ทําใหมีความพยายามในการพัฒนาเพ่ือปรับเปล่ียนเทคนิคกระบวนการเคลือบใหม โดยการเคลือบท่ีกําลัง
ไดรับความสนใจคือ การเคลือบดวยกระบวนการทางฟสิกส หรือ การเคลือบดวยไอกายภาพ (Physical Vapor 
Deposition; PVD) การเคลือบวิธีนี้เปนกระบวนการเคลือบท่ีไมมีการใชสารเคมีและเกิดข้ึนภายใตภาวะสุญญากาศนั้นทํา
ใหไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังใหชั้นเคลือบหรือฟลมบางท่ีมีคุณภาพสูงกวาการเคลือบดวยวิธีอิเล็กโตรเพลต
ติงอีกดวย 

การเคลือบดวยกระบวนการทางฟสิกส หรือ การเคลือบดวยไอกายภาพ มีหลายวิธี แตละวิธีก็มีขอดี-ขอเสียตางกัน
ไปท้ังนี้วิธีหนึ่งท่ีไมยุงยากซับซอน ใหฟลมบางหรือชั้นเคลือบท่ีมีคุณภาพดี อีกท้ังยังไมใชงบประมาณในการดําเนินการสูงมาก
นั้น ไดแก การเคลือบดวยวิธีระเหยสาร ซึ่งปจจุบันมีการใชงานในภาคอุตสาหกรรมคอนขางมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
กระจกและการเคลือบสวยงาม สําหรับแนวคิดของการเคลือบดวยวิธีระเหยสารทําไดโดยการใหความรอนแกสารเคลือบ (ใน
สุญญากาศ) ถาความรอนมากพอ สารเคลือบจะเปล่ียนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอ แลวฟุงกระจายภายในหองเคลือบ 
เมื่อไอสารเคลือบกระทบวัสดุรองรับท่ีอุณหภูมิเหมาะสม จะเกิดการควบแนนเปล่ียนเปนของแข็งเกาะติดอยูบนวัสดุรองรับ  
ท้ังนี้การใหความรอนในการระเหยสารเคลือบทําไดหลายวิธี แตท่ีนิยมใชคือการใหความรอนแกสารเคลือบจากตัวตานทาน 
(Heater)  

หากพิจารณาขอจํากัดของการเคลือบดวยวิธีระเหยสารพบวามีเพียงบางประเด็นเทานั้น คือ ปญหาการยึดติดของ
ฟลมเนื่องจากแรงยึดติดระหวางสารเคลือบและวัตถุรองรับจะไมสูงนักทําใหอาจหลุดลอกงาย แตปญหานี้ก็แกไขไดโดย
อาศัยการอบดวยความรอนหรือวิธีอื่นชวยใหการยึดเกาะของสารเคลือบดีขึ้น นอกจากนี้ฟลมท่ีไดอาจมีการปนเปอนของสาร
ท่ีใชทําภาชนะบรรจุสารเคลือบ ถาภาชนะบรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวตํ่าหรือใกลเคียงกับสารเคลือบ อยางไรก็ดีการ
เคลือบในสุญญากาศดวยวิธีระเหยสารก็ยังคงไดรับความสนใจในการใชงานจริงในภาคอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง 
เนื่องจากเปนวิธีเคลือบท่ีไมยุงยากซับซอน ท่ีสําคัญงบประมาณในการดําเนินงานยังไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับการเคลือบใน
สุญญากาศวิธีอื่น 

อยางไรก็ดีแมการเคลือบผิววัสดุดวยเทคนิคการเคลือบในสุญญากาศโดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลือบดวยวิธีระเหยสาร 
มีการใชงานอยางกวางขวางในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ แตกลับพบวาการศึกษาวิจัยดานการเคลือบในสุญญากาศของ
ประเทศไทยมีนอยมาก โดยการจัดหาเคร่ืองเคลือบในสุญญากาศท้ังดานผลิตในภาคอุตสาหกรรมและดานการศึกษาวิจัยใน
สถาบันการศึกษาสวนใหญเปนการซื้อเคร่ืองเคลือบท้ังระบบจากตางประเทศเขามาใชงาน ซึ่งหากเคร่ืองเคลือบชํารุด 
เสียหายก็มักแกปญหาไมไดตองรอชางจากตางประเทศ รวมถึงหากตองการแกไข ดัดแปลง ปรับปรุง เคร่ืองเคลือบ ก็ทําได
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ยากเนื่องจากไมมีผูรูหรือเขาใจการทํางานของเคร่ืองอยางชัดเจน ดังนั้นเพ่ือรองรับเทคโนโลยีนี้ในอนาคตจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
ประเทศไทยตองเรงพัฒนาและเตรียมความพรอมในทุกดาน 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ เปนรายงานผลการออกแบบและสราง “เคร่ืองเคลือบฟลมบางนาโนดวยเทคนิคระเหยสารใน
สุญญากาศ” (Nano-Thin Film Coater by Vacuum Evaporation Technique) ซึ่งประกอบดวยผลการศึกษาดาน
สุ ญ ญ า ก า ศ แ ล ะ ด า น ก า ร เ ค ลื อ บ ฟ ล ม บ า ง  ข อ ง เ ค ร่ื อ ง เ ค ลื อ บ ท่ี ส ร า ง ข้ึ น  
โดยเนนการออกแบบและสรางชิ้นสวนและอุปกรณข้ึนเองจากวัสดุท่ีมีอยูในประเทศเปนหลัก ทําใหชิ้นสวนและอุปกรณตางๆ 
ตลอดจนราคาของเคร่ืองเคลือบถูกกวานําเขาจากตางประเทศ และงายตอการซอมบํารุง ซึ่งนอกจากสามารถใชในงานวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ ค ลื อ บ ฟ ล ม บ า ง แ ล ว  ยั ง ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช ใ น ป ร ะ ก อ บ 
การเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยของนักศึกษาดานเทคโนโลยีฟลมบาง ซึ่งเปนจุดเร่ิมของการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีดานนีใ้นประเทศตอไป 
 
1.2 วัตถปุระสงค 

 
1. เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองเคลือบดวยวิธีระเหยสารสําหรับเคลือบฟลมบางนาโน 
2. เพ่ือศึกษาเทคนิคและกระบวนการเคลือบฟลมบางนาโนดวยวิธีระเหยสาร 
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1.3 ขอบเขตการศกึษา 
 
ง า น วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะส งค ห ลั ก  เ พ่ื อ อ อกแบบแล ะส ร า ง เ ค ร่ื อ ง เ ค ลื อบด ว ย วิ ธี ร ะ เ หยส า รสํ า ห รั บ 

เคลือบฟลมบางนาโน และ เ พ่ือศึกษาเทคนิคและกระบวนการเคลือบฟลมบางนาโนดวยวิ ธีระเหยสาร  
โดยเนนการสรางชิ้นสวนและอุปกรณขึ้นเองจากวัสดุท่ีมีอยูในประเทศเปนหลัก โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. ออกแบบและสรางตนแบบเคร่ืองเคลือบฟลมบางดวยวิธีระเหยสารท่ีสามารถเคลือบฟลมบางโลหะบนวัสดุท่ีมี
พ้ืนผิวเรียบขนาด 10x10 cm2 ได 

2. เคร่ืองเคลือบท่ีสรางขึ้นสามารถทําความดันในหองเคลือบไดอยูในชวงประมาณ 10-5 mbar และสามารถเคลือบ
ฟลมบางโลหะได 

3. วัสดุรองรับท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก กระจกสไลด  
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